W
‘ D I APIateforme Technologique de Micro-fabrication P I M

Rectiencthe. Tectnologie et Socicte

Code de 1a Formation: CF/PTM /D01

Formation sur le dessin des Masks (layouts)
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Le but de la formation est d’initier les
participants au dessin de masques des

circuits microélectroniques CMOS (layout), on
utilisant le logiciel GLADE avec AGPDK10.

Programme de la formation

Initiation a la conception avec les outils CAO gratuits et open

source 2h00
Matinée
Apercu sur le Process Design Kit et le projet AGPDK10 1h00
Introduction au logiciel GLADE comme outil de dessin de layout
pour la microélectronique submicronique h00
Aprés— midi | Une séance de travaux pratique sur l'utilisation de logiciel GLADE
et AGPDK10: Exemple de design de masque d'un Circuit 2h00

Microélectronique CMOS.
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